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A P&D Brasil reiine empresas que compdem o ecossistema de pesquisa, desenvolvimento e inovagao (P&DI)
no pais. Nossa forca esta na representatividade de empresas de tecnologia nacional, atuando de forma
estratégica no fomento a formulagéao de politicas publicas e no aprimoramento do ambiente
regulatério para propiciar investimentos cada vez mais robustos em inovagao. Reunimos empresas nacionais e
multinacionais que impulsionam a cadeia produtiva local, agregam valor industrial e geram riqueza
para o desenvolvimento sustentavel do Brasil
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Empresas que contribuem para um pais mais inovador e tecnolégico
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Para elaboragdo do Relatério Perfil Empresas . )
P&D Brasil, é utilizado instrumentos de @ pedbrasil.org.br @ped.brasil
pesquisa anual com as empresas associadas. \‘ +55 61 33269977 TR
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Investimentos em P&D
com relacao ao PIB
Saiba qual é a participacao 16,8%

da P&D Brasil em escala global investido em P&DI pelas

nossas Associadas em relagao
ao Faturamento Incentivado
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1,2%

investido em P&DI pelo Brasil
em relagdo ao PIB Brasileiro

Fonte: P&D Brasil a partir de OCDE (2025)

Quanto mais tecnologia é desenvolvida e produzida
no Brasil, maior é o valor agregado ao pais

TecNac movimenta 85% da cadeia produtiva e tecnolégica,
estimulando inovacao, engenharia e industria local
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Fonte: P&D Brasil
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Asa Sul, Brasilia-DF, CEP 70399-900 & +55 61 3326-9977 in P&D Brasil
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